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Ｇ Ｉ  エ キ ス ト ラ 表             

 

 

                               

  板 厚 範 囲 Ｚ０８ Ｚ１２ Ｚ１８ Ｚ２２ Ｚ２７ 

冷

延

下

地

 
 
 
 
 
 
 
 
 

０．３≦ｔ＜０．４ + 8,000 + 9,000 

受注協議 

０．４≦ｔ＜０．６ + 5,000 + 6,000 

０．６≦ｔ＜０．７ + 4,000 + 5,000 

０．７≦ｔ＜０．９ + 2,000 + 3,000 

０．９≦ｔ≦１．６ ＢＡＳＥ + 1,000 + 2,000   

熱
延
下
地 

１．６＜ｔ≦３．２ ＢＡＳＥ ＢＡＳＥ + 1,000 + 2,000 + 3,000 

                                                           （単位：円／トン） 

 

規格エキストラ 
 

 

 

 

 

 

 

ＳＧＣＣ 

ＳＧＨＣ 

ＳＧＣ４００ 

ＳＧＣ４４０ 

ＳＧＣ５７０ 

ＳＧＨ４００ 

ＢＡＳＥ 

ＢＡＳＥ 

+１,０００ 

  +１,０００ 

  +１,０００ 

+１,０００ 

     

幅エキストラ 
 

 

 ９１４ 

１０００ 

１２１９ 

ＢＡＳＥ 

ＢＡＳＥ 

ＢＡＳＥ 

 

化成処理エキストラ 
 

 

 一般クロム酸処理 

クロムフリー処理 

無処理 

ＢＡＳＥ 

+１,０００ 

ＢＡＳＥ 


